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Oczyszczacz powietrza z technologig jonow Plasmacluster
o wysokim stezeniu i funkcja nawilzania.

Gtéwne cechy i funkcje
+ Tryb oczyszczania i nawilzania
« System oczyszczania: Generator Plasmacluster i filtry
pasywne: Carbon + HEPA
- ammmmmEst ‘a!!!EE‘ = + Wloty powietrza poprawiajace wydajnos¢ i zmniejszajace hatas

* przeptywajacego powietrza

| . Tryb lon Shower

pog « TrybAuto

-+ TrybPollen
n ’ + Technologia Plasmacluster

» Nawilzanie ewaporacyjne

« Informacja o koniecznos$ci czyszczenia lub wymiany filtréw

« Informacje o czystosci i wilgotnosci powietrza wyswietlane
na panelu urzadzenia

o Filtry: zmywalny filtr weglowy, filtr HEPA, filtr sekcji nawilzania

+ Zywotnosc filtrow do 10 lat

* 5-stopniowy wskaznik kurzu

* 3-stopniowy wskaznik zapachéw

 Cichapraca-19dB(A)

» Moc (max./med./low): 60/22/5.3 [W]

+ Kotka umozliwiajace tatwe przesuwanie

Gtéwne parametry
+ 396 m*/h: wydajnos¢ oczyszczana
+ 366 m*/h: wydajnos$¢ nawilzania
* 4.0 1: wielkos¢ zbiornika na wode
SHARE | * 19-49 dB(A): min./max. poziom hatasu
| + 11kg: waga urzadzenia
« Wymiary (wys. x szer. x gt.) 643 x 416 x 295 [mm]

Materiaty eksploatacyjne

- -
Model
FZ-A61HFR Filtr HEPA
FZ-A61DFR Filtr pochtaniajacy zapachy
FZ-A61MFR Filtr sekcji nawilzania

SHARP

sharphomeappliances.com Be Original.
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Oczyszczaj powietrze jonami wystepujacymi w naturze
Technologia Plasmacluster - tylko od firmy SHARP

@ Plasmacluster to dodatnie i ujemne jony, ktore wystepuja w sposob naturalny.

[ Skutecznos¢ jondw Plasmacluster zostata potwierdzona w testach, dzieki czemu technologia ta jest

Plasmacluster

wykorzystywana w co raz wiekszej liczbie zastosowan biznesowych i prywatnych. Technologia Plasmacluster

pozwala uzyskac naturalne i bezpieczne powietrze. Ta wyjatkowa technologia od Sharp wykorzystuje moc natury.

Oryginalna technologia SHARP

Wytadowania plazmy wytwarzaja i emituja dodatnie i ujemne
jony, ktére wystepuja w sposéb naturalny w przyrodzie.
Technologia Plasmacluster to oryginalne rozwigzanie Sharp
oczyszczajace powietrze pozwalajace usunac unoszace sie

w atmosferze zarodniki plesni i wirusy.

Zwyciezca konkursu 2008 Invention
Prize Ceremonie wreczania narodowych
nagrod za wynalazki przeprowadzit
Japonski Instytut Wynalazczo$ci

i Innowacyjnosci (JI1l)

Opatentowane przez Sharp (numer patentu 3680121)

. . ,
Potwierdzone bezpieczenstwo

Laboratoria testowe pracujace zgodnie z norma GLP* zebraty
wiarygodne dane potwierdzajace bezpieczenstwo technologii
Plasmacluster.

* GLP (dobre praktyki laboratoryjne) to system zarzadzania urzgdzeniami
testujgcymi i procedurami testowymi majacymina celu zapewnienie
bezpieczenstwa chemicznego przeprowadzanych testéw. Instytucja testujaca:
LSI'Medience Corporation

Cel Nazwa testu Ustawienie
(skrocona) stezenia jonow

Podraznienie skéry | Ostre podraznienie Ok. 1000000
(warunki ogélne) skory / reakcja zraca jonéw/cm?

Podraznienie oczu Ostre podraznienie 0Ok. 13000000
(warunki ogolne) oczu / reakcja Zraca jondw/cm?

Toksyczny wptyw na

Toksyczny wptyw na | oddychanie (ocena Ok. 7000000

geny (warunki ogolne) | wptywu genetycznego jonéw/cm?
na tkanke ptucna)

Toksyezny wptyw | 1o 5yczny wptyw na Ok. 7000000
na ciato i narzady hani S 3
(warunki ogélne) oddychanie jonoéw/cm

Toksyczny wptyw na

Koblety wiciazyl ptody Toksyczny wp’ryw na O.k‘ 7,000 0030

(warunki ogolne) oddychanie jondéw/cm

Takie same bezpieczne jony, ktore wystepuja

w naturze

Bezpieczenstwo jondw Plasmacluster zostato zweryfikowane,
dlatego mozna je wykorzystywac nawet w wysokim stezeniu.
Dzieki wiekszej ilosci jonéw dodatnich i ujemnych, nawet
nizw lesie, technologia Plasmacluster skutecznie wytwarza
przyjazna atmosfere.

Liczba jonéw & i = na 1 cm®podczas pomiaru w $rodku
pomieszczenia (na wysokosci 1,2 m nad podtoga)
z urzadzeniem umieszczonym przy Scianie:

Stezenie jonéw: jondw/cm? Badanie Sharp
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Schematkoncepcyjny pomieszczenia

Usuwanie unoszacej sie w powietrzu
plesni

Wynik po ok. 49 minutach w pomieszczeniu
testowym o objetosci ok. 25 m®.

High-Density High-Density
25000 7000

Zwalczanie dziatania unoszacych sie

w powietrzu drobnoustrojéw

Wynik po ok. 51 minutach w pomieszczeniu

testowym o objetosci ok. 25 m?.

High-Density High-Density
25000 7000

Ograniczenie rozwoju przylegajacej plesni
Wynik po okoto trzech dobach w pomieszczeniu
testowym o objetosci ok. 20 m?.

High-Density High-Density
25000 7000

Dezaktywacja alergenow unoszacych sie
w powietrzu pochodzacych z odchodéw
i pozostatosci roztoczy domowych
Wynik po ok. 51 minutach w pomieszczeniu
testowym o objetosci ok. 25 m?.
High-Density

7000

High-Density
25000

Ograniczenie rozwoju przylegajacej plesni
Wynik po okoto trzech dobach w pomieszczeniu
testowym o objetosci ok. 20 m?.

High-Density
25000

Zwalczanie dziatania unoszacych sie
w powietrzu wirusow

Wynik po ok. 10 minutach w pomieszczeniu
testowym o objetosci ok. 25 m®.

High-Density
25000
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Jony Plasmacluster lons i technologia oczyszczania powietrza redukuja smog

« We wspdtpracy z uniwersytetem Putra w Malezji udowodniono, ze technologia Sharp Plasmacluster lon oraz technologia
oczyszczania powietrza ma wptyw na smog

+ Jony Plasmacluster redukuja 98% toluenu i 70% pentanonu

+ Technologia oczyszczania powietrza usuwa 99% rozpylonych czastek o rozmiarach rzedu 0,06 pm

Redukcja elektrycznosci statycznej
 Redukcja elektrycznosci statycznej

Usuwanie uciazliwych zapachéw przy pomocy technologii Plasmacluster

« Eliminacja utrzymujacych sie zapachéw

* Eliminacja utrzymujacych sie zapachéw papierosowych

¢ Punktowa dezodoryzacja zapachu potu wnikajacego w ubrania - w ciggu ok. szesciu godzin

+ Punktowa dezodoryzacja zapachu stechlizny wnikajacego w ubrania suszone w pomieszczeniach - w ciggu ok. trzech godzin

Efekty upiekszania skory przez jony Plasmacluster o wysokim stezeniu
* Piekniejsza skéra o naturalnym potysku
+ Wynik po ok. 20 minutach w pomieszczeniu testowym o objetosci ok. 41 m®.

Technologie i unikalne rozwigzania

Plasmacluster - otwierdzona Certyfikatami metoda nasycania powietrza ciezkimi aerojonami (eliminacja wiruséw,
bakterii, alergenéw | grzybow). Naturalny system oczyszczania powietrza. Skuteczno$c tych wyjatkowych rozwiazan

wynalezionych przez firme Sharp w 2000 roku udowodniono dzieki ponad 90 patentom.

Allerzy, ) British Allergy Fundation (BAF) - Allergy UK wspdtpracuje z producentami na catym $wiecie, aby przetestowac
ﬁ”‘% i promowac zalety produktdw i urzadzen, ktére moga by¢ korzystne dla oséb dotknietych alergia. Oznaczenie
‘g’eoﬁmj produktu logiem BAF to potwierdzenie dla naukowo przetestowanych produktéw. Wszystkie testy i oceny

produktéw przeprowadzane sa przez Allergy Research Limited.

Funkcja monitorowania - podczas pracy urzadzenia czujnik wykrywa stan koniecznosci zwrécenia uwagi na temperature
i wilgotnos¢ w pomieszczeniu, sygnalizujac to przy pomocy wskaznika monitorowania. Funkcja monitorowania wykrywa ,niski
poziom wilgotnosci i temperatury” oraz ,wysoki poziom wilgotno$ci i temperatury”.

lon Shower - intensywny program oczyszczajacy przydatny podczas przygotowywania pomieszczen przed snem.

Pollen - antyalergiczny tryb przeciwpytkowy wykorzystujacy strumier jonéw o wysokiej gestosci (Plasmacluster HD7000).

Unikalny design
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